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Bezdotykowa ostona zabezpieczajaca

Przedmiotem wynalazku jest bezdotykowa ostona zabezpieczajaca stosowana do maszyn i
urzgdzen w celu ochrony pracownikow przed urazami.

Znana jest bezdotykowa ostona typ OFP-2 opracowana w Instytucie Politechniki Swietokrzy-
skiej, ktora wyposazona jest z jednej strony w szereg nadajnikow w postaci diod LED, a z drugiej
umieszczonych w takim samym szeregu odbiornikéw w postaci fototranzystorow. Przeszukiwanie
strefy ochronnej jest osiggane przez synchroniczne, sekwencyjne zalgczenie pary dioda-foto-
tranzystor lezacych na wspodlnej osi.

Znana jest rowniez bezdotykowa ostona firmy Fiessler Elektronik, w ktérej zastosowano jako
zrédio $wiatla - Swietldwke, natomiast detektorami sa rozmieszczone po drugiej stronie w odpo-
wiednich odstgpach fototranzystory.

Znana jest tez bezdotykowa ostona firmy Erwin Sick GmbH, ktéra wyposazona jest w
nadajnik, odbiornik oraz odbty$nik. Nadajnik i odbiornik sg umieszczone po tej samej stronie
ostony. Zrédlem promieniowania jest dioda GaAs pracujaca z modulacja wigzki. Przemiatanie
réwnolegte wigzki jest uzyskiwane przez zastosowanie wirujacego zwierciadta i wklgstego zwier-
ciadta paskowego. Wysylana z nadajnika wigzka promieniowania jest odbijana przez odbty$nik i
pada na fotodetektor. Ostona typu OFP-2 ma takie wady jak:

—matlg dopuszczalng odleglo$¢ nadajnika od odbiornika, duzg wrazliwo$¢ uktadu na udary-co
uniemozliwia zastosowanie do prac o duzych naciskach i ktopotliwe, wymagajace precyzji ustawie-
nie odbiornika wzgledem nadajnika.

Ostona firmy Fiessler Elektronik ma taka wadg, ze wyposazona jest w duzg ilo$¢é fotodetekto-
row, ktorych ilo$¢ uzalezniona jest od wysokosci ostony i wielkosci wykrywanych przedmiotow.
Natomiast ostona firmy Erwin Sick GmbH oprécz wielu zalet w poréwnaniu do dwdch znanych
oston ma takie wady jak:

—istnienie elementu ruchomego tj. ruchome zwierciadto, duzg zalezno$¢ zdolnosci rozdzielczej od
odlegtosci wykrywanego przedmiotu i ma mata zdolno$¢ rozdzielcza.

Celem wynalazku jest rozwiazanie, w ktérym mozna uzyska¢ duzg zdolno$¢ rozdzielcza
wykrywania przeszkody w polu chronionym.
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Bezdotykowa ostona wedlug wynalazku wyposazona jest w laser, ktory wigzka promieniowa-
nia $wietlnego potgczony jest z uktadem odchylajacym, korzystnie z przetwornikiem akustoopty-
cznym, ktéry odchylong wigzka promicniowania $wietlnego potaczony jest z fotodetektorem
poprzez pdlprzepuszczalng plyte, wypukle paskowe zwierciadto, wklgste paskowe zwierciadto
zaopatrzone w czujniki testujace, wspétliniowy odbtysnik, wklgste paskowe zwierciadto, zaopa-
trzone w czujniki testujace, wypukte paskowe zwierciadlo i pétprzepuszczalng ptytke. Ostona moze
by¢ wyposazona w generator, ktdéry potaczony jest z uktadem odchylajacym.

Zaletami bezdotykowej ostony wedtug wynalazku jest przede wszystkim to, ze ma duzq
zdolno$¢ rozdzielcza wykrywania przeszkody w polu chronionym i to, Ze nie jest wyposazona w
silnik, ktéry jest urzadzeniem zawodnym.

Przedmiot wynalazku zostanie przedstawiony w przykladzie wykonania na zalgczonym
rysunku, w ktérym fig. 1 przedstawia schemat przemieszczania wigzki promieniowania §wietlnego
w widoku z boku, a fig. 2 - z gory.

Bezdotykowa oslona wyposazona jest w laser 1, ktéry wiazkg promieniowania $wietlnego
polaczony jest z akustooptycznym przetwornikiem 2. Akustooptyczny przetwornik 2 polgczony
jest elektrycznie z generatorem 3 i potaczony jest z fotodetektorem 4 za pomoca odchylnej wigzki
promieniowania §wietlnego poprzez pétprzepuszczalng plytke 5, wypukle paskowe zwierciadio 9,
wkleste paskowe zwierciadto 6, wspétliniowy odbtysnik 10, wklgste paskowe zwierciadto 6, wypu-
kle paskowe zwierciadlo 9 i ustawiona katowo poélprzepuszczalng ptytke 5. Wkleste paskowe
zwierciadlo 6 jest zaopatrzone w czujniki testujace 71 8.

Zmiana czgstotliwos$ci generatora 2 powoduje przemieszczenie katowe przechodzacej wigzki
promieniowania §wietlnego. Uklad wklgstego paskowego zwierciadta 6 i wypuktego zwierciadta 9
zapewnia, ze wigzka promieniowania §wietlnego przemieszcza si¢ rownolegle. Wigzka promienio-
wania wysylana przez laser 1 przechodzi przez akustooptyczny przetwornik 2, gdzie nast¢puje jej
odchylenie. Po przejéciu przez pélprzepuszczalng ptytke 51 uktad dwoch zwierciadet 9 i 6 wigzka
promieniowania $wietlnego pada na wspdtliniowy odblysnik 10. Po odbiciu od wspétliniowego
odblysnika 10, wigzka ta pada ponownie na uktad dwéch zwierciadet 6 19, a nast¢pnie na ustawiong
katowo potprzepuszczalng ptytke Sitrafia na fotodetektor 4. Jezeli w polu chronionym pomigdzy
wspotliniowym odbtys$nikiem 10, a wklestym paskowym zwierciadtem 6 nie ma przeszkody, to
wigzka promieniowania $wietlnego trafiajaca do fotodetektora 4 nie jest zaktGcona, jezeli nato-
miast w polu chronionym na drodze wigzki promieniowania $wietlnego pojawi si¢ przeszkoda, to
fakt ten zostanie wykryty przez fotodetektor 4.

Zastrzezenia patentowe

1. Bezdotykowa ostona zabezpieczajgca majaca nadajnik $wiatta, ktéry wigzkg promienio-
wania $wietlnego pofaczony jest z fotodetektorem poprzez polprzepuszczalnq plytke, wspotliniowy
odblysnik, wypukle paskowe zwierciadto, wklgste paskowe zwierciadlo zaopatrzone w czujniki
testujace, potprzepuszczang ptytke, znamienna tym, ze ma laser (1), ktéry wigzkg promieniowania
$wietlnego potaczony jest z uktadem odchylajacym (2), ktéry odchylong wigzka promieniowania
Swietlnego potaczony jest z fotodetektorem (4) poprzez poiprzepuszczalng plytke (5), wypukle
paskowe zwierciadlo (9), wklgste paskowe zwierciadlo (6) zaopatrzone w czujniki testujace (71 8),
wspotliniowy odbly$nik (10), wklgste paskowe zwierciadto (6), wypukte paskowe zwierciadto (9) i
potprzepuszczalng plytke (5).
2. Bezdotykowa ostona wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze jest wyposazona w generator (3),
ktory polaczony jest z uktadem odchylajgcym (2).
3. Bezdotykowa ostona wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze ukiadem odchylajgcym (2) jest
akustooptyczny przetwornik.
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